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XRD-Mill McCrone是是专门为专门为后后续续X射射线线衍射（衍射（XRD）分析的）分析的样样品制品制备备而而开发开发的。的。该该研磨研磨仪仪可用于地可用于地质质学、化学、学、化学、矿矿物学和材物学和材
料科学、料科学、质质量控制以及科学研究的量控制以及科学研究的应应用。用。
由于其独特的研磨运动，XRD-Mill McCrone对这种分析方法特别有效。48个圆柱形研磨元件通过摩擦轻轻地研磨样品。其结
果是研磨时间短，几乎没有样品损失，而且粒径分布特别窄，因此可以进行非常好的相位分析。 完整保留了晶格结构，为有效
X射线衍射分析提供了先决条件。
研磨容器由一个容量为125毫升的聚丙烯罐组成，配有一个螺旋盖的无垫片聚乙烯封口。罐子里装满了48个相同的圆柱形研磨
元件的有序排列，有玛瑙、氧化锆或刚玉等材质。实现最佳微粉化的研磨时间在3到30分钟之间。典型的样品量在2到4毫升之
间。 为了后续用于X射线衍射分析的有机样品制备，我们还提供了由玛瑙制成的研磨套件。
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优点
研磨过程中晶格被保留。
粒径分布窄。
几乎没有交叉污染。
紧凑、桌面型机型
可调研磨功率(4步)

适合于干磨和湿磨。
清洗方便。
免维护。
运行安静。

应用实例
云母, 建筑原料, 植物原料, 氮化物, 水泥, 玻璃, 石板, 矿物, 硼化物, 碳化物, 粘土, 金属, 陶瓷, 骨头
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性能指标
应应用用 捣磨、混和与研磨制样；干磨或湿磨
应应用用领领域域 X射线衍射
样样品特征品特征 中硬性, 硬的, 脆性的, 含纤维的
最大最大进样进样尺寸尺寸 <0.5毫米
最最终终出料粒度出料粒度 * < 1 µm

网网频频50赫赫兹兹（（60赫赫兹兹）下的）下的转转速速 1,000 - 1,500 min-1 4步
研磨平台数研磨平台数 (可接可接纳纳研磨罐数研磨罐数) 1

典型粉碎典型粉碎时间时间 3 - 30 min

干磨干磨 是
湿磨湿磨 是
低温研磨低温研磨 无
研磨套件材料：研磨套件材料： 玛瑙, 氧化锆, 金刚石
研磨罐尺寸研磨罐尺寸 125 ml

粉碎粉碎时间设时间设定定 数字显示，00:00:01 至 99:59:50

驱动驱动 DC-Motor

驱动驱动功率功率 50W

电电源数据：源数据： 100-240 V, 50/60 Hz

电电源接源接头头：： 单相
防防护类护类型型 IP 30

接受功率接受功率 33 VA

机体尺寸（机体尺寸（宽宽x高高x纵纵深）深） 205 x 155 x 520 mm

净净重重 ~8.9 kg

标标准准 CE

受样品材料性质和仪器配置/设定的影响
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